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Diamante dopado com boro: um material de eletrodo versatil, com atividade
eletroquimica ajustavel ao nivel interfacial

Boron-doped diamond: a versatile electrode material, with electrochemical activity
tunable at the interfacial level
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Resumo: As propriedades fotoeletroquimicas de um filme sintético de diamante foram relatadas pela
primeira vez em 1987, por Pleskov et al.' J4 a atividade eletroquimica de eletrodos de filme fino de diamante
policristalino dopado com boro foi relatada por Swain e Ramesham? seis anos depois, quando foi sugerido
gue o diamante dopado com boro (DDB) poderia ter propriedades adequadas como um material de eletrodo
para uso em eletroanalise, o que tem sido amplamente confirmado. Neste mesmo ano, apés Fujishima e
colaboradores® terem relatado o uso de um eletrodo de DDB para obter com eficiéncia a reducéo de nitrato
a amonia, Carey et al.," pesquisadores da Eastman Kodak (EUA), entraram com um pedido de patente
referente & aplicacdo de anodos de DDB policristalino na oxidagcdo de compostos organicos contidos em
efluentes industriais e solucdes de fotoprocessamento. Nesta patente, afirma-se que, de modo imprevisto e
inesperado, foi descoberto que o uso de um anodo de DDB na referida aplicagéo trazia diversas vantagens,
entre elas o fato do eletrodo ndo se envenenar e aguentar densidades de corrente significativamente mais
altas que as anteriormente usadas. Alguns anos depois, Comninellis e colaboradores® iniciaram
investigacdes aprofundadas sobre o uso eletrolitico de filmes sintéticos finos de DDB. Por outro lado, Swain
e colaboradores,® ao relatar o primeiro uso eletroanalitico de filmes finos de DDB, comentam que a resposta
voltamétrica do par redox [Fe(CN)G]S"A‘ variava com o histérico de uso desses filmes como eletrodo,
indicando a necessidade de melhorias no pré-tratamento das suas superficies, isto &, no controle do tipo de
terminacdo superficial do DDB. Pouco depois, Fujishima e colaboradores’ relataram que, usando um
eletrodo de filme fino de DDB pré-tratado anodicamente, era possivel detectar seletivamente dopamina e
acido ascorbico. Posteriormente, Avaca e colaboradores® relataram gue a resposta eletroquimica de
eletrodos de DDB a alguns analitos era bastante aumentada ap6s um pré-tratamento catoédico. Nesta
palestra, discorreremos sobre o uso eletrolitico ou eletroanalitico de eletrodos de filmes finos de DDB,
destacando as contribuicdes em que estivemos envolvidos a partir de 2004. Como o atividade eletroquimica
de eletrodos de DDB a um dado analito (por exemplo, paracetamol)g pode ser fortemente dependente do
tipo de tratamento eletroquimico a que esses foram submetidos, algumas investiga¢gdes fundamentais sobre
este aspecto também serdo abordadas.
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